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Fremgangsmade til overtreekning af et transpa-
rent substrat med et optisk flerlags—filter

SAMMENDRAG 1647 -84

En fremgangsmdde til overtrzkning af et transparent
substrat med et af flere lag bestfiende optisk filter,

som omfatter et selvlag og et udenpd dette anordnet
afspejlingslag (reflektionsnedszttende lag) af tinoxid,

der er pAfert ved en magnetronkatodeforstevning ved et
foreskrevet afspejlingslag-oxygen-partialtryk og en fore-
skreven afspejlingslag-forstevningsrate, bestdr deri, at
man ved en magnetron-katodeforstevning ferst, pd selvlaget,
pdferer et i forhold til afspejlingslaget tyndere metal-
oxid-beskyttelseslag. Det sker ved et i forhold til af-
spejlingslag-oxygenpartialtrykket reduceret beskyttelses-
lag-oxygenpartialtryk og en overfor afspejlingslag-forstev-

" ningsraten reduceret beskyttelseslag-forstevningsrate.

Dernzst pAferes afspejlingslaget pd beskyttelseslaget.
Derved opnds et overtrukket substrat, hvis infrared-re-
flektionsegenskaber for selvlaget ikke er vasentlig pé-
virket eller forringet af det efterfelgende afspejlings-
lag.
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